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TOPPAN グループ、nano tech 2025 にて「nano tech 大賞」を受賞 

次世代半導体向け 2nm EUV フォトマスクや 3D 細胞培養技術「invivoid®」等が高く評価 
 

TOPPAN ホールディングス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：麿 秀晴、以下 

TOPPAN ホールディングス）と、グループ会社である TOPPAN 株式会社（本社：東京都文京区、代表取

締役社長：齊藤 昌典）、テクセンドフォトマスク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役

員 CEO：二ノ宮 照雄）は、2025 年 1 月 29 日（水）～31 日（金）に開催された「nano tech 2025 第 24 回 

国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」において、最上位である「nano tech 大賞」を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授賞式の様子 

 

「nano tech 大賞」は、「nano tech 2025 第 24 回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」の出展者の

中から選出され、最優秀賞である「nano tech 大賞」と、各部門の優秀出展者に「部門賞」が授与されます。 

今回 TOPPAN グループブースにおいては、次世代半導体向け 2nm 対応 EUV フォトマスクや 3D 細

胞培養技術「invivoid®」を始めとする、長年培ってきた印刷テクノロジーを基盤とした先進的かつ独創的

な技術が、社会や産業基盤の革新に寄与する点が高く評価されました。 

TOPPAN グループは今後も、これまで培ってきた印刷テクノロジーを活用し、社会課題解決に貢献す

るべく、さまざまな分野での研究開発に取り組んでいきます。 

 

■ 『nano tech 2025 第 24 回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議』について 

会期：2025 年 1 月 29 日（水）～31 日（金）10:00～17:00 

会場：東京ビッグサイト東ホール&会議棟 

主催：nano tech 実行委員会＋株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

TOPPAN グループブース出展内容： 

https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2025/01/newsrelease250122_1.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPPAN グループブースの様子 

 

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 
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